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SEM images of samples deposited at ‐1.150 V for electrolytes I and II, respectively.  

 

Figure S1. SEM images for samples grown with electrolytes I and II for a potential of ‐1.150 V. (a) Electrolyte I. (b) Elec‐

trolyte II. (c) and (d) are EDS spectrum of samples of (a) and (b), respectively. 

Root‐mean‐square (rms) obtained from the AFM images for the samples studied in 

this work. rms for uncoated substrates is 3.4 nm.  

Elec. 
Potential 

(V) 
rms (nm)  

I 

‐1.150  9.8 

‐1.100  14.0 

‐1.075  11.3 

II 

‐1.150  9.7 

‐1.100  8.6 

‐1.075  8.7 

III 

‐1.150  3D 

‐1.100  3D 

‐1.075  3D 

IV  ‐1.150  13.3 



‐1.100  12.8 

‐1.075  11.9 

 


